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Abstract (en)
[origin: US5937931A] The casting plant includes dual independent casting workstations which sequentially interact with a common core inserting
station, the dual workstations include casting removal stations, cooling and blackwash stations, and casting die travelling and manipulating units.
The several workstations are compactly arranged, whereby only one operator is needed for core inserting and cleaning of the die halves. Each set of
workstations may operate independently of the other set.

Abstract (de)
Mittels Fahreinheiten (15, 115) werden zwei Manipulationseinheiten (16, 116), von denen jede eine Kokille trägt, entlang einer geradlinigen
Bewegungsbahn (14, 114) zwischen zwei Endstellungen hin und her verfahren. In der ersten Endstellung befindet sich jede Manipulationseinheit
(16, 116) in einer einen Schmelzofen (2, 102) aufweisenden Giessstation (1, 101). In der andern Endstellung befindet sich jede Manipulationseinheit
(16, 116) in einer Kerneinlegestation (20). Zwischen jeder Giessstation (1, 101) und der Kerneinlegestation (20), befindet sich sowohl eine
Entnahmestation (21, 121) für die Gussteile wie auch eine Kühl- und Schlichtstation (18, 118) mit einem Schlichtbad (19, 119). Durch Eintauchen
der Kokillenhälften in das Schlichtbad (19, 119) werden die Kokillenhälften gekühlt und mit einem Schlichtfilm überzogen <IMAGE>
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